demi-masques 756 + cartouche ABEK 1P3

PI1235175660, demi masques 756, cartouche ABEK 1P3, protection électricité statique, ATEX, EN 140:2000,
EN 14387:2004 + A1:2008

Référence : PI235175660

demi-masques 756 + cartouche ABEK 1P3
Demi-masque + cartouche:
Description:

Demi masqgues fabriqués en caoutchouc naturel trés flexible Réutilisables et avec filtres
remplacables. Deux filtres latéraux qui apportent moins de résistance alarespiration. Entretien facile.
Harnais de soutien et bandeau de nugue réglable. Harnais de téte congu pour offrir un réglage optimal et une
bonne stabilité. Lien filtre: Filetage Filtres: 755/756 Matériel: Caoutchouc Facteur protection nominale
(FPN): 50 Poids: 143 g Normes: EN 140:2000
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Normes: EN 14387:2004 + A1:2008
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https://www.sopefi.com/demimasques-756-cartouche-abek1p3-xml-4920_968_9549-87713.html

» CLASSES DE FILTRES

PARTICULES Capacité GAZ Capacité Concentracion

Haute. Particules
toxiques solides et
P3 liquides. Particules
radioactives et
micro-organismes.

Protection contre I'électricité
statique.

1 Basse 1.000 ppm (0,1%)

»TYPES DE FILTRES

(chlore, sulfure d’hydrogéne et
I'acide cyanhydrique).

n Ammoniac et dérivés organiques.

Gaz et vapeurs organiques avec
point d'ébullition >65 °C. ﬂ Les gaz et vapeurs inorganiques

E Dioxyde de soufre.

P Filtres a particules.

Lien verslafiche du produit



https://www.sopefi.com/demimasques-756-cartouche-abek1p3-xml-4920_968_9549-87713.html

